




























































































专利名称(译) 光学膜及其制造方法，抗反射膜及其制造方法，包括该膜的偏振片，包含该偏振片的液晶显示装置，以及
液晶显示装置

公开(公告)号 US20070030430A1 公开(公告)日 2007-02-08

申请号 US11/497271 申请日 2006-08-02

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片有限公司.

[标]发明人 INOUE KATSUMI
ASAKURA TETSUYA

发明人 INOUE, KATSUMI
ASAKURA, TETSUYA

IPC分类号 G02F1/1335

CPC分类号 G02B1/111 G02F1/133502 Y10T428/24372 Y10T428/24355 Y10T428/24405 G02F1/13363

优先权 2005223979 2005-08-02 JP

其他公开文献 US7803449

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种光学薄膜，包括透明支撑体和具有内部散射特性的层，其中所述光
学薄膜具有图像清晰度，在根据JIS K7105的0.5mm的光梳宽度中测量，
为30.0％至99.9％，具有雾度由表面散射引起的值小于3％，由内部散射
引起的雾度值为15-40％。
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